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교반형 유동층 화학기상증착 반응기에서 
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탄소나노튜브(Carbon Nano Tubes ; CNTs)의 수요가 증가할 것으로 예상됨으로 탄소나노튜브

의 대량생산 연구도 활발히 연구되어지고 있다. 그 중 유동층 화학기상증착법이 주목을 받고 있

다. 유동층은 많은 연료 처리량과 고체와 유체사이의 열전달 및 물질 전달의 효율이 높아 향 후 

탄소나노튜브의 대량생산에 적합하다고 판단된다.  

본 연구에서는 국내 M사의 촉매를 이용하여 유동층 화학기상증착법(Fluidized Bed Chemical 

Vapor Deposition ; FB-CVD)으로 탄소나노튜브를 합성하였다. 촉매의 크기는 평균 10㎛이며, 

촉매의 유동화를 위해 교반기를 사용하였다. 장치의 직경이 40㎜, 높이700㎜ SUS 유동층 반응

기를 사용하였으며 반응기 밑 부분에 분산판을 설치하였다. 반응가스로는 아세틸렌을 사용하였

으며 유속은 0.05m/s로 고정하였다. 탄소나노튜브 합성 시 반응온도와 합성시간에 따른 Carbon 

yield를 조사하였다. 합성 된 탄소나노튜브는 TGA, FE-SEM, TEM등으로 분석하였다.  




